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Sera descrita a operacao do laser de Nd:YLF com chaveamento passivo utilizando um absorve
dor saturavel de centros de F, em LiF. Esses centros s3o obtidos

com cristais de LiF ultrapu
ros crescidos pela técnica de refino por zona sob atmosfera de HF. Esses cristais sio entao

irradiados com feixe de eletrons, sendo que um dos produtos de irradiacao sdo os centros E,
Esses centros possuem uma banda de absorcao larga, centrada em 960 nm, uma banda de emissao cen
trada em 1.12 um e um tempo de decaimento de - 100 ns a temperatura ambiente. Ji obtivemos pul
sos de duragao de 80 ns no regime Q-switched e presentemente estamos estudando a influencia dos

parametros de saturacio na operacao do laser nesse regime e a possivel utilizacio no regime de
operacao "mode-locked".
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